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введение в полимерную матрицу частиц, стойких к такому воздействию [4,5,7]. Решение указанных выше задач сталкивается с серьезными трудностями, поскольку систематические исследования процессов взаимодействия радикалов и ионов низкотемпературной плазмы с наноструктурированными материалами только начинаются.
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отклика наноструктурированных материалов на воздействие частиц плазмы, объяснения получаемых в экспериментах результатов, выявления основных механизмов происходящих элементарных физико-химических процессов и предсказания изменения свойств материалов при таком воздействии. При моделировании свойств наноструктурированных
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